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_ anions, o BF, se adsorve
Introducao

menor grau que sulfatos,
Recentemente Schell et al. "2 publicaram haletos. .

alguns trabalhos utilizando o acido tetrafluorobdrico

(HBF,4) e seu efeito no aumento atividade catalitica
frente a oxidagdo eletrocatalitica de pequenas
moléculas orgéanicas em eletrodos de platina
policristalina, Os perfis voltamétricos mostraram
processos similares aqueles vistos em &cido
perclérico. Esta observagdo pode nos prover um
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exemplo de anion que exibe um comportamento
entre o perclorato e o (bi)sulfato. Basicamente a
diferenga nos comportamentos estao relacionados a
tendéncia dos anions se coordenarem com a
superficie do metal, normalmente relacionado com o
conceito de forga de adsorgao anionica®.

De modo a obter um conhecimento mais profundo
do comportamento e forga de adsorgao desse anion,
usamos neste trabalho superficies monocristalinas
de platina: Pt(111), Pt(100), Pt(110) em diferentes
concentragoes de HBF, .

Resultados e Discussao

A Figura 1A mostra os perfis voltamétricos

obtidos para a Pt(111) em 0.1 M HCIO,4 na presenga
de diferentes concentragdes de HBF,.
A adicdo de pequenas quantidades de HBF; ao
HCIO, (abaixo de 10mM) leva a imediata supressao
do pico (~0,8V) caracteristico do HCIO,, e
subseqliente diminuigdo da carga sobre toda a
regido de adsorcdo de OH (entre 0,55-0,90V),
enquanto que a regido de adsorgao/dessorgao de
hidrogénio (entre 0,05-0,35V) se mantém_inalterada.
Esse resultado sugere que o anion BF, estad mais
fortemente adsorvido que os anions perclorato, mas
menos que os (bi)sulfato.

Um comportamento similar ao da Pt(111) também
é visto para a Pt(110). O par redox presente em
aproximadamente 0,175 se desloca a potenciais
mais positivos. Em estudos prévios, a presenga de
anions que se adsorvem especificamente, como o
sulfato*, levam principalmente a modificagdo desse
pico, mas neste caso, o perfil voltametrico mostra
pouca modificagdo uma vez que a forca de adsorcéo
do BF; é comparativamente menor, como
mostramos para Pt(111).

Surpreendentemente, os VC’s para a Pt(100) se
mostram quase que inalterados nao presenga do
acido tetrafluoroborico, exibindo praticamente o
comportamento voltamétrico da Pt(110) em &cido
perclérico. Em comparagdo com outros outros
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Figura 1: Voltamogramas ciclicos a 50 mV s for Pt(111) (A) e
Pt(110) (B) e Pt(100) (C) em 0.1 M HCIO4 contendo x mM
BF,, onde x =0, 1, 5, 10 e 50. As setas indicam as mudanga
com o aumento da concentracdo de HBF,.

Conclusoes

A natureza das espécies adsorvidas ou como estas
espécies estdo adsorvidas na superficie de Pt em
solugdo de HBF4 é um problema complexo que
requer estudos mais profundos e dados
provenientes de técnicas in situ, como FTIR. A
adsorgao desse anion, no entanto, ocorre em um
grau inferior que outros anions como o sulfato.
Neste caso, a adsorgdo de tetrafluoroborato deve
ser considerado como um exemplo de uma pequena
perturbacdo no comportamento observado para os
acidos perclérico ou o fluoridrico
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